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_______P A T E N T E  DE  I N V E N C I O N ________

a favor de

SIEI.5ENS-SCHUCKERTWEEKE A k tien gese llsch a ft, -  dom iciliada en 

BERLIN-Siemensstadt ( Alemania ) 
por;

” Máquina de absorción con gas a u x ilia r  compensador de la  

presión  que c ir cu la  por eL vaporizador y el absorbedor por 

medio de una placa v ib ra tor ia

M e m o r i a  D e s c r i p t i v a .

Se conocen ya máquinas f r ig o r í f i c a s  de absorción de 

acción  continua en las cuales se hace c ircu la r  por e l  absor­
bedor y el vaporizador un gas in erte  a u x ilia r  compensador 

5 de la  p res ión . Esta c ircu la c ión  puede obtenerse por d iversos 

medios, por ejem plo, por medio de una placa (membrana) d is ­
puesta en la  camara de gas y que es puesta en v ibración  por
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medio de un imán. Esta invención se re fie re  a un p erfeccion a ­

miento en la s  d isposicion es de esta  naturaleza y que con siste  

en In a  d isp os ic ión  especialmente ventajosa de la  p laca v ib ra ­

to r ia  que f a c i l i t a  e l  traba jo  de la  d isp osic ión  de c ircu la c ió n  

de gas y hace que a l mismo tiempo su acción  sea independiente 

de la  presión  ex isten te en la  cámara de gas. Esto se consigue 

conforme esta  invención disponiendo la  p laca en la  cámara 

de gas en forma t a l  que e l  gas tenga l ib r e  acceso a ambos 

lados de la  placa de manera que no puede producirse d i fe ­

rencia  apreciable de p resión . En este caso resu lta  e s p e c ia l­

mente ventajoso montar la  p laca v ib ra to r ia  por debajo de 

la  tapa de quita y pon de un re c ip ien te  absorbedor montado 

v e r t ic a l .
En e l  plano adjunto se representa e l ob je to  de esta  

invención en dos formas de e jecu ción  suponiéndose en ambos 

casos que la  d isp osic ión  que pone a l gas en c ircu la c ió n  es­

tá montada directamente en e l  absorbedor de la  máquina f r ig o ­

r í f i c a .
Por - 1 -  se representa la  envolvente del absorbedor 

v e r t ic a l ,  - 2 -  es un tabique transversal que c ie rra  la  cáma­
ra de absorción en su parte superior formando una cámara —5— 

en la  parte superior del absorbedor. En la  pared que c ie rra  

a esta  cámara en su parte superior se encuentra un e le c t r o i ­

mán en forma de herradura, cuyo arrollam iento -4 — se encuen­

tra  en la  parte externa de la  cámara y cuyas ramas —5“  pene­
tran en l a  cámara a través de dicha pared. Erente a lo s  po­

lo s  de la s  ramas -5 -  del imán se encuentra una placa - 6 -  iman- 

table y montada para poder v ib ra r en la  pared -1 -  de la  cáma­
ra. Al suministrar corrien te  alterna a l arrollam iento -4 -  del



electroim án esta placa se pone en v ib ra ción  rápida y aspira 

a partícu las de gas de la  cámara - 3 — en todas d ireccion es 

po# e l  tubo cónico -7 “  dispuesto debajo de la  p laca . Al mo- 

40 verse l a  p laca  - 6 -  hacia abajo empuja a estas p artícu las  de

gas en d ire cc ión  v e r t ica l a travós del tubo - 7 - ,  De esta  

manera e l  gas o mezcla de gases que l le g a  a la  cámara -3 -  

por medio de l tubo -9-pasa por e l  tubo -1 0 - que atraviesa 
axialmente la  cámara de absorción  y desemboca en su parte 

45 in fe r io r .  El gas que c ir cu la  hacia arriba  por la  cámara de

absorción  en contacto con la  so lu ción  de absorción sale por 
e l tubo -1 1 -,

El soporte anular de la  p laca  v ib ra tor ia  unido a la  
pared del recip ien te  está p rov isto  en d iversos puntos de su 

50 perimetro de lo s  o r i f i c i o s  - 8 -  que atraviesa también la  por­

ción  marginal su jeta  de la  p laca  - 6 - .  Por consiguiente la  mez­
c la  de gases que se encuentra en la  cámara -3 -  puede pasar 

libremente por la s  aberturas - 8 -  hacia e l  lado de la  p laca 

que se encuentra frente a l electroim án -5 —. Esto es e s p e c ia l-  

55 mente importante cuando en la  cámara -3 “  ex iste  una presión  

relativam ente elevada en comparación con la  atm osférica. Go­

mo que la  cámara —3~ comunica con e l  espacio que encuentra 

en e l otro lado de la  p laca -6 — esta  puede v ibrar libremente 

con independencia de la  presión  ex isten te  en la  cámara - 3 - .

60 las  aberturas - 8 -  del soporte de la  p laca v ib ra to r ia

-6 -  no es necesario que atraviesen a la  misma p laca , sino que 
mas bien esta podria presentar un menor diámetro, de manera 

que la s  aberturas - 8 -  quedaran fuera de su perim etro. La ac­

ción  no experimentaría con e l l o  a ltera ción  alguna.
^5 En e l  ejemplo de e jecu ción  de la  figu ra  2 las  partes



- 1 -  á - 6 -  y -9 “  y -1 1 - tienen igual s ig n if ic a c ió n  que en la  

figu ra  1 . El soporte -1 2 - de la  p laca  v ib ra tor ia  -6 -  en este 

caso no está  f i ja d o  a la  pared del recip ien te  -1 -  sino en 

la ^ a p a  -1 5 - de quita y pon de la  parte superior de l r e c ip ie n ­

te -1 -  por medio de lo s  t o r n il lo s  -14—. El tubo cónico -1 3 - 

está  unido directamente al soporte -12— de la  p la ca . El diáme­

tro  del soporte de la  placa -1 2 - es menor que e l  diámetro de 
la  cámara -1 3 - de modo que se forma un espacio l ib re  anular

i

que permite e l  paso d e l gas al lado de la  placa -6 — que se 

encuentra fren te al electroim án -5 —.

_______N O T A _________

Se re iv in d ica  como ob jeto  de esta patente:
1) Máquina de absorción  con gas au x ilia r  compensador 

de presión  que c ir cu la  por e l  vaporizador y absorbedor por 

medio de una placa v ib ra tor ia  caracterizada porque e l  gas 

puede l le g a r  a ambos lados de la  p laca  v ib ra tor ia  de manera 

que en ambos lados de la  p laca  no se produce d ife re n c ia  apre­

c ia b le  alguna de p resión .
2) D isposición  según la  re iv in d ica ción  1, ca ra cteriza ­

do porque e l  soporte anular de la  p laca  v ib ra tor ia  unido d i ­
rectamente a la  pared (1 ) de la  cámara de gas (3) y también

la  porción  marginal de la  p laca (6) su jeta  en dicho soporte 

se encuentran p rov istos  de aberturas ( 8 ) .
3) D isposición  según la  re iv in d ica ción  1, ca ra c te r i­

zada porque la  placa v ib ra to r ia  (6 ) esta  f i ja d a  a la  tapa 
(15) de la  cámara de gas por medio de elementos de f i ja c ió n  

independientes ( t o r n il lo s  14) y entre e l la  y la  pared (1)

de la  cámara (3) queda un espacio l ib r e .
4) Máquina de absorción con gas au x iliar  compensa-



dor de la  presión, que c ir cu la  por e l vaporizador y e l 

absorbedor por medio de una p laca  v ib ra to r ia .
A Barcelona 19 de enero de 1934.

P. A.



Siemens Schuckertwerke A ktiengesellschaft 1 h o ja .
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